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1. Erkundungsgegenstand/-auftrag 
 

Die Fotolithografie (auch Photolithographie) ist ein lithografisches Reproduktionsverfahren, bei dem 
mittels Belichtung Muster auf Materialien aufgebracht werden. In der Halbleitertechnologie und an-
deren verwandten Bereichen, wie der Mikrosystemtechnik, wird es zur Strukturierung von Maskie-
rungen genutzt. Dabei werden Strukturinformationen von einer so genannten Fotomaske in einen 
Fotolack übertragen. 

Das Kennen lernen dieses Verfahrens ist Bestandteil der Ausbildung zum/zur Mikrotechnologen/-in. 
Der Erkundungsauftrag für Auszubildende des 2. Lehrjahrs des BWAW lautete daher: 

 
Beschreiben Sie alle Bearbeitungsstationen der Wafe rproduktion in der Fotolithografie von 
der Eingangs- bis zur Endkontrolle. Stellen Sie Ihr e Erarbeitungen in einer Schautafel dar. 
Verwenden Sie hierfür auch Fotos von allen Arbeitsg ängen. 
 
 
2. Hintergrundinformationen 
 

• Ulrich Hilleringmann, Silizium-Halbleitertechnologie: Grundlagen mikroelektronischer Integra-
tionstechnik 
 

• Eigene Mitschriften 
 
 
3. Hilfsmittel für die Erkundung 
 

• Materialien für die Wandtafel 
 
• Internet 
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4. Ergebnisse der Erkundung 
 
Es wurde eine Wandtafel angefertigt, die alle geforderten Informationen beinhaltet.  

Das Objekt kann zu den regelmäßig stattfindenden Ausbildungsbörsen, bei Arbeitskräftevermittlun-

gen im Arbeitsamt und bei Schüler- und Lehrerveranstaltungen zur Berufsorientierung genutzt wer-

den.  

Die Informationstafel gibt einen guten Überblick über die einzelnen Prozessschritte der Fotolithogra-

fie. 

 
5. Erkannte Probleme, Verbesserungsbedarf 
 

- ./. 
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6. Anlagen 
 

- Fotografien der erarbeiteten Schautafel: 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


